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摘要(译)

本发明涉及一种TFT－LCD彩膜/阵列基板、液晶显示面板及其制造方
法。TFT－LCD彩膜/阵列基板包括第一基板、彩膜层、透明层和阵列结
构层，其中阵列结构层形成在透明层或第一基板的另一表面上。本发明
通过将彩膜结构形成于第一基板内部，并在其任意一侧再形成阵列结
构，最终形成一体化的彩膜/阵列基板，不仅防止因拍打等引起的彩膜与
阵列基板发生错位等不良，使画面质量明显提高，还减少了因传统工艺
彩膜和阵列基板对盒工艺产生的对位偏差，使彩膜/阵列基板中的黑矩阵
和阵列能够实现良好的对位，从而在设计时可以适当减少黑矩阵的遮挡
面积，增大单位像素开口率，提高显示屏的亮度等特性，增强了TFT－
LCD的图像显示质量。
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